Hochreines Pfa-Druckkonstantes

Solution for researching

Kondensationsreaktionssystem - Saurebestandig,

Hochtemperaturfest, Anpassbar Teflon-Laborgerat

Artikelnummer: PL-CP293

Einfuhrung

1
1

Entwickelt fir extreme Reinheit bietet dieses
PFA-druckkonstante
Kondensationsreaktionssystem unubertroffene
Saurebestandigkeit und thermische Stabilitat.
Es ist vollstandig anpassbar fur
Ultraspuranalyse und Halbleiteranwendungen
und gewahrleistet Probenintegritat in den

anspruchsvollsten Industrie- und
Laborumgebungen.

Mehr erfahren

ICP-MS-Probenvorbereitung

Beschreibung

Aufschluss und Vorbereitung von Proben fiir die Ultraspurenelementanalyse
mit konzentrierter Salpeter- oder Flusssaure.

N Handhabung und Riickfluss von hochreinen Atzlésungen fiir die
Halbleiteratzung 5 -
Waferverarbeitung und -reinigung.
Synthese von Wirkstoffen (API), bei denen organische Losungsmittelreinheit
Pharmazeutische Synthese A X ,( . ) . Y ®
und Chargenkonsistenz kritisch sind.
N . Langandauernde Reaktion von Monomeren in korrosiven Umgebungen zur
Polymerisationsforschung ) .
Herstellung von Hochleistungs Kunststoffen oder Beschichtungen.
Spezialisierte chemische Prozesse mit HF, die mit herkémmlichen Laborglasern
nicht kompatibel ist.

; ihabung von FI

R . Vorbereitung und Beschichtung von Elektroden fir fortschrittliche Batterietests

Elektrodenfunktionalisierung . . -
und bioelektronische Gerate.

Analyse von Schadstoffen in Wasser- und Bodenproben mit komplexen

Umweltprifun
P e Extraktions- und Ruckflussschritten.

Hauptvorteil

Keine metallische Kontamination gewahrleistet analytische
Genauigkeit auf ppt-Niveau.

Bestandig gegen aggressive fluorierte Chemikalien, die Glas
oder andere Kunststoffe auflésen wiirden.

Antihaft-Oberflachen verhindern Produktverluste und
vereinfachen validierte Reinigungsprotokolle.

Materialstabilitat verhindert GefaBerosion wahrend
verlangerter Reaktionszyklen.

PFA ist von Natur aus bestandig gegen HF und bietet eine
sichere und langlebige Reaktionsumgebung.

Hohe Reinheit stellt sicher, dass keine Fremdionen die
elektrische Leistung des Gerats beeintrachtigen.

Verhindert Kreuzkontamination zwischen Chargen und
gewahrleistet die Zuverlassigkeit von Umweltdaten.

Kernmaterial Hochreines Perfluoroalkoxy (PFA)
Betriebstemperatur -200 °C bis +260 °C
Druckregelung Druckkonstanter Ausgleichsarm
GefaBvolumen 50 ml bis 10.000 ml (anpassbar)
Kondensatortyp Liebig, Allihn oder Spiral (anpassbar)

Anschlussports Gewinde (GL, NPT) oder geflanscht

ch ikaliant P

Alle gangigen Sauren, Basen und Lésungsmittel

Wandstarke Anpassbar nach Druckanforderungen

Originalqualitat fir Medizin/Halbleiter verfiigbar

Abhéngig von der gewahlten Dichtung und Verbindungen
Halt die Druckbalance zwischen Innen und AuBen aufrecht
Standard- und weithalsige Konfigurationen verfligbar
Optimiert fir Reagenzien mit bestimmten Siedepunkten
CNC-gefertigt fur prazise luftdichte Abdichtung
EinschlieBlich HF, Kénigswasser und Perchlorsaure

Optionen mit dicker Wand fiir Vakuumanwendungen
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Solution for researching

Minimiert Probenriickhalt und Biofilmbildung

Oberflachenfinish Glatt, nicht porés (<0,1 um Ra)

Vollstandig an vom Kunden bereitgestellte Schaltplane

Anpassungsoptionen Anzahl der Ports, Sensorschachte, Tauchrohre
angepasst
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